Q PANINFO.LT KTU studenty sekme JAV Silicio slénio konkurse - sukurta
permatoma apsauginé veido kauke

Kauno technologijos universiteto (KTU) studentu komanda ,,Assero Transparent
Mask” kartu su KTU mokslininku startuoliu , Assero” pristaté sukurta permatomos
veido kaukes prototipo ideja. Pastaroji JAV San Jose State University (SJSU)
vykstanciame inovaciju konkurse ,,Silicon Valley Innovation Challenge” pelné 2-aja
vieta , Best Overall Innovation” kategorijoje.

»Assero Transparent Mask” - jungtiné KTU Cheminés technologijos bei Ekonomikos ir verslo
fakultety studentu Laurynos Dabasinskaités, Godos Masionés, Justino Masionio, Aistés
Pupiiités bei Samantos Cepononytés komanda.

Efektyvumu nenusileidzia respiratoriui

»Assero” permatoma veido kauke yra efektyvus produktas sukurtas kaip priemoné apsaugoti
kvepavimo takus nuo iSorinés tarsos, jskaitant kietasias daleles, bakterijas, virusus ir
ziedadulkes. Kaukés veikimo principas toks pat, kaip jprasty medicininiy kaukiy ar
respiratoriu. Esminis Sios kaukés privalumas - ji yra permatoma, todél suteikia galimybe
stebéti pasnekovo veido iSraiSkas ir emocijas.

Sios permatomos kaukes filtruojantis sluoksnis yra pagamintas nanotechnologiniu biidu,
sukurtu KTU Cheminés technologijos fakulteto mokslininku. Jis yra itin plonas, taciau
filtravimo efektyvumu nenusileidzia respiratoriams.

Inovatoriai atskleidzia, kad jau ankscCiau buvo méginimuy kurti permatomas kaukes, taCiau
nemaza dalis ju turédavo esminiy trukumu - rasoja, yra nepatogios déveti ar nesuteikia
reikiamos apsaugos.

Siuo metu jungtiné studenty komanda kartu su startuolio mokslininkais sukiré permatomos
kaukes prototipa. Toliau gerinamas filtravimo efektyvumas ir kitos svarbios mechanines
savybes.

Mazins bendravimo barjerus

Permatomos kaukeés idéja komandai kilo pastebeéjus, jog iprastos veido kaukeés, kurios
uzdengia didziaja veido dalj, daznai trukdo suprasti zmoniy emocijas ir didina socialinj
barjera. Tai svarbu ne tik asmenimis, turintiems kalbos ir klausos sutrikimus, bet ir visai

visuomenei.

Komanda jzvelge poreikj sukurti kaukes, kurios ne tik leisty neuzgozti emociju, bet ir
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suteikty patikima apsauga.

Produkto kurejai planuoja permatomas veido kaukes pritaikyti ivairioms asmenuy grupéms,
siekiant uztikrinti geriausia ergonomiskuma. Gavus tinkama pradine investicijg, kaukiu
gamybos procesa tikimasi patentuoti ir vykdyti pramonine gamyba. Studentai kartu su
startuolio mokslininky komanda tikisi artimiausiu metu sulaukti investuotoju susidomejimo
ir pereiti prie tolimesniy gamybos tobulinimo etapu.

Jau deSimtus metus organizuojamame ,Silicon Valley Innovation Challenge” konkurse, dél
pandemijos vykusiame nuotoliniu btuidu, Siemet idéjas pristaté 41 startuoliy komanda. KTU
komandos Siame konkurse sékmingai dalyvauja jau 7 metus. Tarpe lietuviu studentu
pristatomuy idéju pastaraisiais metais prizines vietas uzémeé projektai ,Gluco Carer”,
»~Sunpatches” (vykdanti veiklag kaip Emplastrum), bei ,BeltaMOM®*.




